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采用溶胶(凝胶方法在碱性条件下制备了)*+&和,-+&溶胶，应用同步辐射小角.射线散射（)/.)）法研究了
溶胶的结构0结果表明，溶胶粒子是多分散的，其生长、聚集受123/和4567模型的共同控制，是一种非线性的动
力学过程，所形成的聚集体呈随机、分岔、稠密不同的结构，具有质量分形的特征0同时还发现所研究溶胶的散射曲
线均不遵守89-95定理，形成负偏离或正偏离，这说明在溶胶粒子与分散介质间有过渡相存在0对上述偏离进行了
定性和定量的分析，提出了正偏离时的定量解析方法，从而得到了胶体系统中有关过渡层（界面层）结构的重要

信息0

"#$$：:##!；;&’!

# 引 言

溶胶(凝胶方法（)9<(=6<）是制备纳米材料的一
种有效途径0有机前驱物经过水解和缩聚反应而形
成溶胶，溶胶粒子按一定的机理生长、扩散而形成分

形状的聚集体［#—"］0胶体的物理化学性质决定了在
溶胶粒子与分散介质间必然存在一定的界面层即过

渡层［>］，然而用一般的测试方法很难得到有关界面

层的结构信息0研究溶胶结构有助于认识溶胶生长
的物理化学特征，为实现结构可控提供依据0
小角.射线散射（)/.)）是在倒易空间原点附

近发生的电子相干散射现象，其实质在于散射体与

周围介质之间的电子密度差［%］0)/.)适于纳米尺
度亚微观结构的研究0采用同步辐射有助于提高.
射线强度和实验的分辨率0通常的)/.)实验是在
长狭缝准直条件下进行的，所测强度相对于理想针

孔准直而言称为模糊数据0小角散射在趋向大角度
一侧的强度分布往往很弱，且起伏较大，进行狭缝修

正比较困难，而且经狭缝修正后数据点的起伏增大，

产生较大的统计误差［:］0因此直接应用模糊强度数
据进行解析的方法是方便而实用的［’，;］0
应用非线性科学中的分形理论研究溶胶结构，

有助于揭示胶体系统中的动力学机理0)/.)正是

研究分形结构的有力工具［$，#!］0
89-95定理是)/.)中的重要理论之一［%］，主
要用于研究具有明锐界面的两相体系的结构0胶体
系统中界面层的存在将使散射数据形成对89-95定
理的偏离效应（负偏离或正偏离），因此分析偏离效

应将得到有关界面层的结构信息0文献中有关

89-95定理负偏离的定性和定量解析已有报道，如
对某些聚合物［’］和合金［##］中界面层结构的研究，但

对正偏离仅见有定性描述［’，#&，#"］，定量的解析方法

未见有报道；应用89-95定理的偏离研究胶体粒子
的界面结构还未见有报道0
本文分析了在长狭缝准直条件下应用)/.)模

糊强度数据解析溶胶分形结构和界面层结构的方

法，分析了分形结构的形成机理，特别是提出了对

89-95定理正偏离时的定量解析方法，完善了基于
偏离的解析方法，并对结构参量的变化进行了讨论0

& 理论分析

散射体结构的有关信息都包含在)/.)散射曲
线中0设!为散射矢量，!?>!@*7!／"，&!为散射
角，"为入射.射线波长，散射强度为"（!）（长狭缝
准直），对"（!）#!曲线进行一定的处理便可以得到
有关的结构信息$

第>$卷 第>期&!!!年>月
#!!!("&$!／&!!!／>$（!>）／!’’%(!:

物 理 学 报
/3A/8BC)D3/)DED3/

F9<0>$，E90>，/G-*<，&!!!
"&!!!3H*708HI

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@0)9J0



!"# 粒度分布

多分散体系的粒度分布由下式给出：

!（"）#$!
!

"
%（&）&#!"（"&）$&， （%）

其中$为常数，%（&）在&’时的%’是回转半径为

&’的粒子集合体积占体系粒子总体积的百分数，

!"（"&）是回转半径为&的粒子的归一化形象因子
或散射函数(从（%）式求粒度分布有多种方法，本文
采用多级斜线法［%&］，用)个离散的粒度分布解对
应的散射强度叠加去逼近实验强度而得到加权体积

粒度分布(
用（%）式由模糊散射强度求出的回转半径&为

表观回转半径，当颗粒形状接近于圆球形时，将表观

回转半径& 乘以校正因数"’()即得真实回转半
径［%*］(

!"! $%&%’定理及其偏离

以"#!（"）对"+作图，通常可出现如图%所示
的三种情况,

图% -./.$定理及其偏离

%）无偏离 这是散射遵守-./.$定理的结果，
即在大波矢区域散射曲线的走向应该遵守"0#（长
狭缝准直）的规律,也就是说，"#!（"）在大角域应该
呈现恒定的值*，此值称为-./.$常数,这对应于所
研究体系中的两相间具有明锐的相界面，且每一相

都具有均一电子密度时的情形,-./.$定理可用如
下近似式表示：

123
""!
［"#!（"）］#*( （+）

应用-./.$定理可进行多种定性和定量分
析［*］,
+）负偏离 当两相间界面模糊，存在弥散的过

渡层（界面层）时，散射曲线表现为对-./.$定理的
负偏离,此时用模糊数据计算界面厚度参数!，界面
层厚度+如下［)—4］：

!（"）#*",#567（,!+"+）， （#）

+# +#!!， （&）
其中*为-./.$常数,
#）正偏离 当体系除散射体外还存在微电子
密度不均匀区时（即微电子密度起伏），散射曲线表

现为对-./.$定理的正偏离［(，%+，%#］，如对聚苯乙烯
和聚甲基丙烯酸甲酯的无定形和半晶聚合物的研

究［%+］和对一种碳纤维（%#&"8碳化）［%#］的研究都已
证明体系中存在导致正偏离的微电子密度不均匀

区，但这种不均匀区的尺度不详，仅被当作背景处

理［%+］或作一些定性的讨论［%#］,从下面的讨论我们
可以看出对于胶体系统，当散射体尺度与微电子密

度不均匀区尺度相当时，呈正偏离效应,
经对实验数据的拟合得出如下公式以模糊数据

计算微电子密度不均匀区的尺度+：

!（"）#*",#567（!+"+）， （*）

+# +#!!( （)）

!"( 分形解析

大多数随机聚集过程均产生分形结构［%—#，%)］,
分形是一类无特征长度、自相似的结构，其不规则程

度的定量表征参数是分形维数-，分形维数-往往
与其他结构及性能参量有一定的关联，它还在一定

程度上反映分形的形成机理,分形物体的9:;9具
有如下特征［<，%"，%(，%4］：

",%!（"）#!""," （(）
或

1=［",%!（"）］#1=!","1="， （4）
其中!（"）为模糊散射强度；!"为常数；"为介于

"—&之间的值，当#$"$&时，散射体为表面分形，
其维数->?)0"；当"$"$#时，散射体为质量分
形，其维数-3?",所以，若1=!（"）@1="存在线性
区域，则表明分形的存在，进而可确定是表面分形还

是质量分形,

# 实 验

采用溶胶@凝胶方法，分别以正硅酸乙酯
（ABC9）和正丙醇锆为前驱体，以聚乙二醇（-BD）和
双甘醇为改性剂，以氨水为催化剂，通过水解和缩聚
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反应制得!"#$溶胶和%&#$溶胶’
应用同步辐射(射线源进行样品的!)(!测

试，长狭缝准直系统，入射(射线波长为*+,-./0，
采用成象板法检测散射强度，散射角度$!约为

*1—21’数据处理采用自编程序进行’散射强度进行
空白和样品吸收的校正，但不进行狭缝准直的校正’

. 结果与讨论

!)(!结果示于表,，表$和表2中’!! 为溶胶
平均回转半径，""为溶胶平均粒度（假定为球形时的
直径），#为界面厚度参数，"为界面层厚度，#0为
质量分形维数’
表, !"#$3-4567$**溶胶体系结构随陈化时间的变化

编号
陈化时
间／月 58&89行为 !!／/0 ""／/0 # "／/0 #0

, $ 正偏离 *’:* ,’-- *’-. ,’2- *’2*

$ ; 负偏离 ,2’,; 2.’*$ .’2< ,*’=< $’$*

2 ,$ 负偏离 ,:’-. .$’;, <’-< $,’-, $’-:

表$ !"#$3-4567溶胶体系结构随567分子量的变化（陈化;月）

编号 567
分子量 58&89行为

!!／/0 ""／/0 # "／/0 #0

$ $** 负偏离 ,2’,; 2.’*$ .’2< ,*’=< $’$*

. .** 负偏离 ,*’-< $;’22 $’2= -’== $’,2

- :** 正偏离 *’:- ,’:< *’-. ,’2- *’2$

表2 %&#$溶胶体系结构（陈化,*天）

编号 双甘醇 58&89行为 !!／/0 ""／/0 # "／/0 #0

: *（无） 正偏离 *’-< ,’.= *’-. ,’2- *’$2

; .>,# 正偏离 *’$. *’:2 *’-2 ,’22 *’22

# 指双甘醇与正丙醇锆的摩尔之比为.>,’

各个样品均显示出较强的小角散射效应，说明

有溶胶粒子的生成，粒子与介质间存在较明显的电

子密度差’
在碱性催化条件下，随着?6#!的水解和缩聚

反应的进行，新核的生成和成核的生长同时进行，所

得溶胶是在不同时刻生成的晶核上长大的，所以形

成多分散的溶胶体系，即溶胶粒度呈一定的分布，如

图$所示（横坐标为粒度，纵坐标为相应粒度溶胶的
体积百分数），尺度介于纳米尺寸范围，这是制备纳

米材料的基础’不过分布曲线基本都呈单峰分布，最
可几分布都位于分布曲线的小尺度区，半峰宽较窄；

向大尺度也有扩展，但所占比例很小，这说明溶胶粒

子粒度分布还是相对集中的，这符合@&"/AB&的理
论［,=］’!)(!与激光散射粒度仪所测粒度分布曲线
（如图2所示，横坐标为粒度，纵坐标为重量百分数）
相似，平均粒度相符，均为$;/0左右’透射电子显
微镜观察也得到了同样的结果（图.）’

图$ !"#$溶胶!)(!粒度分布（.!）

图2 !"#$溶胶激光散射粒度分布（.!）

图. !"#$溶胶透射电子显微镜照片（.!）

由表,可知，随着陈化时间的延长，!!和""都在
迅速增大，表明粒子在进一步聚集长大’
由表$可知，在同样的陈化时间下，随着所加

567分子量的增加，溶胶粒子急剧变小，这表明

567起着限制粒子长大的作用，随着567分子量
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增大，更有效地包裹粒子，并限制其过分长大!表"
表明双甘醇对#$%&溶胶所起的作用与’()对*+%&
溶胶的作用相似!
分析表明，各个溶胶的,-!（"）.,-"曲线在中间

波矢区域均具有线性关系（如图/所示），这说明溶
胶具有质量分形的特征，即质量分布具有标度不变

性，同时也说明粒子产生、运动、聚结是一种不确定

的、随机的、不可逆的过程，因而也就是一种非线性

的过程!随机性是溶胶粒子布朗运动所固有的特征!
现考察非线性聚集过程的机理，设想在时刻#01方
形点阵的中心处具有一个种子微粒，从别处通过布

朗运动扩散过来的微粒到达种子微粒近邻时可在四

个生长点处与种子微粒发生黏结，这四个生长点具

有相同的生长概率$%01／2（%01，⋯，2）（图3（4））!
当第一个微粒黏结后就出现了一个质量为 &0&
的集团’在#0&时刻相应地就有3个可生长的格点
（图3（5）），但它们的生长概率却不再是完全相等
的，其中有四个生长点的概率比较小（约6712），而
在尖端的两个生长点则有较大的概率（约67&&）!这
说明处于尖端的点要比处于内部一些的点容易生

长!当集团继续生长时，处于尖端的点会得到更大的
生长概率!这里屏蔽效应的影响是很明显的，即最前
面的分枝的尖端能最有效地俘获住扩散过来的粒

子!这样，小的涨落便被扩大，即被强化，这个不稳定
性与布朗运动所固有的随机性结合起来，便形成一

种开放的、无序的、不规则的、统计自相似的和标度

不变的分形体系，这正是溶胶.凝胶科学中的貌似复
杂的深层次的规律性!当然，化学反应的条件不同，
粒子的生长概率会发生变化，屏蔽效应的强弱也不

一样，因而所形成的聚集体结构各异!溶胶.凝胶过
程中的动力学生长有扩散控制和反应控制等模

型［&6］，不同的模型代表不同的机理和不同的结构!
在催化条件下，粒子间存在短程相互作用，动力学过

程受反应控制!在碱性催化条件下，水解慢而缩聚相
对较快，溶胶粒子呈多分散，在发生反应控制集团.
集团凝聚（89:;）的同时，单体仍在不断地产生，所
以也发生了反应控制单体.集团凝聚（(<=-）!89:;
和(<=-的共同作用导致形成分岔而又相对紧密的
质量分形体，(>（&!，"!和2!）介于89:;的理论
值&71与(<=-的理论值"76之间!质量分形维数

(>反映粒子和集团的聚集状态、疏密程度，即质量
分布!(>越小，结构越稀疏!相对短的反应时间内，
生成的溶胶粒子小而粒度又相对集中即分散小，故

(>很小!随着陈化时间的延长，分形维数增大，质
量分布越不规则，结构逐渐致密；在同样的陈化时间

下，随着所加高分子添加剂’()分子量的增加，由
于其分枝网络作用限制粒子的聚集生长而使屏蔽效

应增强，分形维数减小，结构变稀疏!双甘醇对#$%&
溶胶的作用与’()对*+%&溶胶的作用相似!

图/ 溶胶,-!（"）.,-"曲线（1!和2!）

图3 非线性生长概率示意图

本文所研究溶胶体系的小角散射均不遵守

’?$?<定理，表现为不同程度的正偏离或负偏离，这
表明散射体系中有第三相（界面层）存在!图@示出
了1!样品的正偏离和2!样品的负偏离!
由于溶胶粒子与分散介质之间存在电子密度差

而导致小角散射的产生，对散射曲线的解析一般将

它们看成是准两相体系!实际上由于溶胶粒子尺度
处于纳米数量级，较小的几何尺寸、庞大的比表（界）
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图! 溶胶"#$#%图（&!和’!）

面效应，将导致很高的表面能，粒子必然吸附一定的

介质以降低其表面能，从而形成一定的界面层，这种

界面层往往也就是溶剂化层，溶剂化层的存在是溶

胶粒子所以能稳定的主要原因之一［(］)虽然界面层
的化学结构还不清楚（可能含有中间相、表面改性剂

和溶剂等），但其电子密度可能介于溶胶粒子与分散

介质之间，也正是由于界面层的存在，而导致小角散

射在大波矢区对"#$#%定理的偏离)从本系列实验
中可以看出当溶胶粒子很小（小于*+,，如&!，(!，

-!，!!），具有庞大的比表面和表面能，而其界面层
厚度却可与粒子尺度（不包括界面层）相当时，对

"#$#%定理呈正偏离；而当溶胶粒子长大，比表面减
小，表面能相对降低，半径远大于其界面层厚度时，

对"#$#%定理呈负偏离)陈化时间短，水解和缩聚反
应远未完成，形成微小粒子的同时，表现出极微区域

的电子密度起伏，电子的局域性和相干性比较强，对

"#$#%定理呈正偏离效应；陈化时间延长，粒子长
大，对"#$#%定理呈负偏离效应)正偏离和负偏离都
反映的是胶体系统所特有的界面层的存在)界面层

是对溶胶进行改性的基础)
从表&—表.可以看出，当质量分形维数!,

很小（小于&）时，散射呈正偏离效应，而当!,较大
（大于*）时，散射呈负偏离，其中的本质联系还不清
楚)
小角散射中"#$#%定理正负偏离的本质原因是

相当复杂的，与电子的局域性和相干性、散射体的小

尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应和分形特征等因

素有关，这方面工作有待于进一步研究)本文有关正
偏离的解析对于非胶体系统可能有一定的借鉴作

用)
通过以上的分析和讨论可以看出，在碱性催化

条件下溶胶粒子是多分散的)在溶胶粒子与分散介
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用，限制粒子的过分长大，有助于形成较为均匀的溶

胶粒子)改性剂的分子量越大，这种作用越明显)

［&］ "/0/$1)2)3)145+/+，67/#")8)9//:/+，;//<")2)=>,?

,/+<，@A+B)")C)DA/45<，=>0E/$F)GA+DA+0/+，"#$%%&#
’()*+#，!"（&HH&），!(H)

［*］ C)8A0/5IA，2)":/<04:，;)J></I，"#,-./’()*+#0-&12*，!!#
（&HHK），&&’)

［.］ L);$AI#M<IN，@)O$AIAPA，;);A54PA$A，D);#754NA，"#,-./

’()*+#0-&12*，!$%（&HHK），.&)
［’］ Q%40/%RN64A+54+O+4M/$<40N，"7N<4SA:B7/,4<0$N（D/S#+%A$N

Q%404#+，G#:>,/LL）（@4E7/$Q%>SA04#+"$/<<，9/454+E，&HK!），T)

.-.（4+B74+/</）［天津大学物理化学教研室编)物理化学（第

二版）（下册）（高等教育出版社，北京，&HK!），第.-.页］)

［(］ 3)1)"/4，1)C)U7#+E，D)9)V>/，W?$ANJ4XX$AS04#+#X

8#+#S$N<0A:，"#:NS$N<0A:A+%Y#+S$N<0A:8A00/$（D7A+E%#+EO?

+4M/$<40N"$/<<，24+A+，&HKH），T).K-（4+B74+/</）［裴光文、钟维

烈、岳书彬)单晶、多晶和非晶物质的W射线衍射（山东大学

出版社，济南，&HKH），第.K-页］)
［-］ V)")U7>，2#>$+A:#XB74+/</O</$#X07/=4EAI>W?$ANJ4XX$AS?

0#,/0/$，&（*）（&HH(），&’H（4+B74+/</）［朱育平，理学W射线

衍射仪用户协会论文选集，&（*）（&HH(），第&’H页］)
［!］ 2)6);#R/$<0/4+，9)8#$$A，=)D)D0/4+，"#$%%&#’()*+#，%$
（&HKZ），.’)

［K］ 6)@A<74,#0#，8)[>54,>$A，@);APA4，345(-6-&758&7*，%$
（&HKZ），&--Z)

H!!’期 李志宏等：用小角W射线散射法研究溶胶结构



［!］ "#$#%&’(，)#*#+,-./01，!"#$%&’(%)’**%，!"（2!34），5!6#
［27］ 8#"#9(/,-，:#;#+<==>，"#;#*&?(<@(’0，+,’-%，#$（2!!A），

66!#
［22］ B#C#D-&/，D#E#8(<?，.%/00-%12#$*%，"$（2!!3），F#
［2A］ G#9&1-H(，*#9I’&<0，13--345 J!3-#6’2784%，%!&（2!F6），

K53#
［2K］ 8#B-&<?，E#L#8(<?，B#E#8(<?，/8*9784’:*492,6;9*,29-<

4,6=:4(’2$4*9*4$.4-4:’:$4$，$（2!!F），66（/<D-/<(M(）［张 明、
孟繁玲、孟昭富，吉林大学自然科学学报，$（2!!F），66］#

［24］ D#L#CI=，N#"#"I&<?，.3,2:9-3>?:32@9:48A9*’249-$，’
（2!!2），KK6（/<D-/<(M(）［郭常霖、黄月鸿，无机材料学报，’
（2!!2），KK6］#

［25］ +#O#"I&<?，+1PI,1IP(&<0+1PI,1IP&’Q<&’RM/M=@S=<,PRM1&’

8&1(P/&’M（+,/(<,(&<0O(,-<=’=?R)P(MM，%(/H/<?，2!3F），T#24A
（/<D-/<(M(）［黄胜涛，非晶态材料的结构和结构分析（科技出

版社，北京，2!3F），第24A页］#
［26］ %#%#8&<0(’UP=1，O-(EP&,1&’C(=.(1PR=@S&1IP(（EP((.&<#

+&<EP&<,/M,=，2!3A）#
［2F］ )-/’’/T8,8&-=<，L&<+<==>，.%1"’6%!"#$%，$(!（2!!6），

AAAK#
［23］ $#*#+,-&(@(P，G#V#8&P1/<，)#*/’1W/IM，$#+#D&<<(’’，!"#$%

&’(%)’**%，!%（2!34），AKF2#
［2!］ %P/<>(PD#G#，+,-(P(PC#*#，+=’XC(’+,/(<,(，O-()-RM/,M&<0

D-(./M1PR=@+=’XC(’)P=,(MM/<?（Q,&0(./,)P(MM，+&<$/(?=，

DQ，2!!7）#
［A7］ )#8(&>/<，!"#$%&’(%)’**%，!$（2!3K），222!#

)*+,-./).0)*1+2*+134-)56)

L:B":X"YSC +ZSG:X"YSC B"QYGZSX):SC *Z$YSC +ZSNZX"QS
（7*9*’B’#)9C329*32#3>139-13:(’2$43:，?:$*4*,*’3>139-1"’64$*2#，1"4:’$’/895’6#3>784’:8’$，D94#,9: 7K7772，1"4:9）

L:ZN: +"VSC*VSXGZS $YSC%QYXB"YSC
（;9*43:9-7#:8"23*23:&9549*43:)9C329*32#，?:$*4*,*’3>E4@"F:’2@#!"#$48$，1"4:’$’/895’6#3>784’:8’$，G’4H4:@ 2777K!，1"4:9）

（9(,(/[(0AF8&R2!!!；P([/M(0.&<IM,P/T1P(,(/[(025GI’R2!!!）

Q%+O9QDO
+/YA&<0BPYAM=’M\(P(TP(T&P(0URU&M(X,&1&’RW(0-R0P=’RM/M&<0,=<0(<M&1/=<=@&’>=]/0(M/<&’,=-=’#)VC&<0

0/?’R,=’\(P(IM(0&M=P?&</,.=0/@/(PM=@+/YA&<0BPYAM=’MP(MT(,1/[(’R#O-(M1PI,1IP(([=’I1/=<0IP/<?1-(M=’X?(’TP=X
,(MM\&M/<[(M1/?&1(0URM.&’’&<?’( X̂P&RM,&11(P/<?（+Q̂ +）\/1-MR<,-P=1P=<P&0/&1/=<&M X̂P&RM=IP,(#+Q̂ +P(MI’1M
M-=\1-&11-(M/’/,&&<0W/P,=</,M=’M&P(T=’R0/MT(PM(0，/#(#，\/1-TP=T(PM/W(0/M1P/UI1/=<#+Q̂ +P(MI’1M&’M=M-=\1-&1
M/’/,&&<0W/P,=</,&??P(?&1(M&P(.&MM@P&,1&’M，@P&,1&’0/.(<M/=<MMT&<1-(P(?/.(7_AK—A_56,=PP(MT=<0/<?1=[(PR
MT&PM(&<0.=P(UP&<,-(0&<0,=.T&,1M1PI,1IP(M#O-(@=P.&1/=<=@&.&MM@P&,1&’/M&>/<0=@<=<’/<(&PTP=,(MM#%=1-
9LDQ&<0V0(<.=0(’M0=./<&1(1-(>/<(1/,?P=\1-I<0(PU&M(X,&1&’RW(0,=<0/1/=<#:1/M&’M=M-=\<1-&11-(+Q̂ +TP=X
@/’(M0=<=1&?P((\/1-)=P=0’M’&\&<0-&[(<(?&1/[(=PT=M/1/[(M’=T(M，MI??(M1/<?1-&11-(0/MT(PM/[(/<1(P@&,/&’’&R(P(]X
/M1MU(1\((<M=’T&P1/,’(&<00/MT(PM/<?&?(<1#O-(1-/,><(MM=@1-(/<1(P@&,/&’’&R(P@&’’MU(1\((<&TTP=]/.&1(’R2_77&<0
AA_77<.@=PM&.T’(MTP(T&P(0I<0(P[&P/=IM,=<0/1/=<M#%=1-&?P((.(<1\/1-&<00([/&1/=<@P=.)=P=0’M’&\/<+Q̂ +
&P(MI..&P/W(0，(MT(,/&’’RTP=T=M/<?1-(&<&’RM/M.(1-=0IT=<T=M/1/[(0([/&1/=<\/1-M’/1XM.(&P(0+Q̂ +0&1&#

7522：6227；3AF7

73F 物 理 学 报 4!卷


